技术领域及背景

技术领域

        本发明涉及以天然矿石为原料制备超细氢氧化镁粉的方法，特别是水镁石湿法制备超细氢氧化镁。

背景技术

        随着高分子材料在工业、民用乃至各个领域的广泛应用，阻燃材料引起了全社会的关注。近年来在美国、欧洲、日本等发达国家阻燃剂保持35％以上较高的年增长率。欧盟2003年2月就出台了《关于报废电气电子设备指令》(WEEE)和《关于在电气电子设备中限制使用某些有害物质指令》(ROHS)，要求在2006年前立法限制含铅、汞、镉、六价铬和特定溴系阻燃剂PBB、PBDE六种有害物质的使用。该指令涵盖了大型家用电器、小型家用电器、信息科技与电信设备、电气与电子工具等10大类产品，而这10大类中多是我国主要的出口电子电气产品。目前欧盟约占我国家电出口市场的1/4，欧盟两项指令付诸实施后，中国受到直接影响的电子电器产品出口额将达3万亿元，占到中国出口欧盟机电产品总值的71％。         

在无机阻燃剂的应用中，以氢氧化铝和氢氧化镁为主，各有优势。而氢氧化镁阻燃剂领域又以水镁石为原料制备氢氧化镁阻燃剂的发展最为迅速。水镁石的结构与氢氧化镁相似，与卤水合成法相比生产成本低廉，但需要通过微粒化处理及表面处理。目前世界上已探明的水镁石储量最大的矿藏在我国辽宁宽甸，已探明储量1000万t，这从原料供应上为国内发展水镁石生产氢氧化镁打下了良好基础。         

阻燃剂的颗粒越小越有利于其在高分子材料中的均匀分散，从而对高分子材料性能的影响就越小。目前粉碎方法大致分为干式和湿式两种。CN1095080A(申请号为93111803.4)是采用高温加热、气流粉碎、多组成静态分离的方法。虽然产品质量好但投资大、能耗大。干法不需干燥，适用于平均粒径在5μm以上产品，难以生产更小粒径的产品。湿法粉碎方面，(日)味之素株式会社申请的CN1356361A(申请号01142497.4)，其中叙述了在水镁石或烧结氧化镁中加入聚羧酸型分散剂和脂肪酸金属盐而制得平均粒径为10μm以下超细氢氧化镁粉的方法；大连市中山区鑫阳矿业化工研究所申请的CN1557711A(申请号200410005164.X)，其中叙述了使用振动磨制备平均粒径5μm以下的超细氢氧化镁粉的方法；中国矿业大学的郑水林等人，使用搅拌磨，转子转速为1350r/min，Φ＜0.8～1.8mm氧化锆球作研磨介质，三乙醇胺为助磨剂，制备了d50＝0.78μm、d97＝2.29μm的超细氢氧化镁粉。此外(日)味之素株式会社申请的CN1356361A和大连市中山区鑫阳矿业化工研究所申请的CN1557711A两份专利中涉及的氧化镁都是采用800℃以上的轻烧氧化镁。         以上所述的各种方法，虽然可以制备一定细度的超细氢氧化镁，但主要是借助能耗高的振动磨或者是采用昂贵的氧化锆微球作为研磨介质来实现粒度的细化，这样在不同程度上增加了粉体制备的成本。
